
生産管理： 
ENGN2030 

選択Ａ 

選択Ｂ 選択必修 
科目 

卒業研究：OPTS4000 

必修科目 

JABEE関係 

情報科学 

基礎光化学： 
ACHM2200 

工業物理学 
実験： 
PHYS2600 

基礎数学 

確率統計学： 
MATH2030 

システム解析： 
FINF2310 

コンピュータ 
入門： 
FINF1300 

プログラミング
言語及び演習 
：FINF2320 

複素関数論： 
MATH2050 

微分方程式２： 
MATH2010 

微分方程式１： 
MATH2000 

高分子化学： 
ACHM3160 

マイクロ・ 
ナノ光学： 
APHY3220 

量子力学： 
PHYS2020 

光デバイス： 
APHY3130 

レーザ計測： 
APHY3210 

分子分光学： 
CHEM3210 

光・電子物性
工学２： 
APHY2112 

化学反応論２： 
CHEM2160 

光・電子物性
工学１： 
APHY2111 

統計力学： 
PHYS2010 

熱力学： 
CHEM2010 

化学反応論１： 
CHEM2150 

情報通信 
理論： 
COMM3350 

光情報機器： 
OSYS3250 

数値解析： 
MATH2060 

半導体ナノテク
ノロジー基礎論： 
APHY3030 

光応用工学 
特別講義１： 
OPTS3070 

光情報システム 
特別講義２： 
OPTS3060 

光情報システム 
特別講義１： 
OPTS3050 

光電機器設
計及び演習： 
FINF3330 

光応用工学 
特別講義２： 
OPTS3080 

データ構造とア
ルゴリズム演習：
FINF2330 

電気磁気学１： 
EMAT2000 

レーザ工学： 
APHY3200 

応用光化学： 
ACHM3150 

幾何光学： 
POPT2250 

電気回路２： 
EENG2102 

波動光学： 
PHYS3010 

電気回路１： 
EENG2101 分子工学： 

CHEM1151 
基礎物理学 

基礎化学 

光機能材料・光デバイス 
特別講義１： 
OPTS3020 

光機能材料・光デバイス 
特別講義３： 
OPTS3040 

光機能材料・光デバイス 
特別講義２： 
OPTS3030 

電気磁気学２： 
PHYS2030 

光の基礎： 
POPT2000 

電子回路： 
CSYS2020 

光応用工学 
セミナー２： 
PROJ2402 
光応用工学 
セミナー１： 
PROJ2401 

光応用工学 
計算機実習： 
SOFT3000 

光通信方式： 
COMM3360 

光導波工学： 
COMM3370 

信号処理： 
FINF3310 

光演算処理： 
OSYS3270 

パターン認識： 
FINF4300 

画像処理： 
FINF3320 

１：数学・物理・化学・光工学
の基礎 

１０：光機能材料・
デバイス（応用） 

５：記述・ 
口頭発表・ 

討議 

光応用工学 
実験２： 
OPTS3010 

光応用工学 
実験１： 
OPTS3000 

独・仏・中 英語 

歴史と文化 

初級技術 
英語： 
ENGN2400 

専門英語： 
ENGN3820 

英語プレゼン
テーション技法： 
ENGN4410 

コミュニケー
ション英語： 
ENGN3810 

実用技術 
英語： 
ENGN4400 

上級技術 
英語： 
ENGN3400 

中級技術 
英語： 
ENGN2410 

４・５：国際 
コミュニケーション 

自然と技術 人間と生命 

知的財産の
基礎と活用： 
ENGN3010 

アイデア・ 
デザイン創造： 
ENGN2010 

福祉工学 
概論： 
ENGN3000 

キャリア 
プラン入門※： 
ENGN1000 

生活と社会 
ウェルネス 
総合演習： 
HSSC1010 

大学入門 
講座： 
UNIV1000 

７：経済 ９：倫理 

６：地球的観点 ８：活力 

キャリア 
プラン基礎※： 
ENGN1010 

１１：光システム 
（応用） 

徳島大学工学部光応用工学科カリキュラムマップ 
（2014.10） 

知的財産 
事業化演習： 
ENGN3410 

短期インター
ンシップ： 
ENGN3800 

労務管理： 
ENGN2020 

ニュービジネス
概論： 
ENGN4000 

企業における光デバイ
ス・システム特論：： 
OPTS3090 

技術者・科学
者の倫理： 
ENGN4010 

光学設計 
演習： 
OSYS3400 

光応用数学 
演習： 
MATH2800 

２：光機能材料・ 
  デバイス（基礎） 

３：光システム 
（基礎） 

工業基礎 
数学： 
ENGN1040 

工業基礎 
英語： 
ENGN1050 

工業基礎 
物理： 
ENGN1060 

ベクトル解析： 
MATH2040 

※入学年度の科目名と異なる可能性があります 



工学部 光応用工学科 学習目標 
 
 
１．数学・物理・化学の基礎を身につけ、それを土台として光応用 

工学に関する課題に応用できる。 
 

２．光機能材料及び光デバイスに関する基礎的知識を身に付ける。 
 

３．光システムに関する基礎的知識を身に付ける。 
 
４．国際社会でコミュニケーションができ、情報交換・情報収集が 

できる。 
 

５．論理的な記述、口頭発表、討議ができる。 
 

６．工学を地球的観点から捉え、問題を見つけることができる。 
 

７．工学に関する課題に経済感覚を取りいれることができる。 
 
８．心身ともに健康で、意欲と活力を持って課題に取り組むことが 

できる。 
 

９．技術者として必要な感性や技術者倫理を身に付けている。 
 

１０．光機能材料及び光デバイスの作製及び評価ができる。 
 

１１．光システムの開発及び評価ができる。 



光応用工学科




